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Wynalazek dotyczy urzadzenia, ktére umozli-
wia uzycie tworzyw spiekanych jako pochlania-
czy gazéw szczatkowych w elekironowych lam-
pach z fotokatoda, na przykiad w przetworni-
kach obrazowych, to jest lampach elektrono-
wych, w ktérych obraz optyczny przylozony do
fotokatody wytwarza odpowiadajacy mu obraz
na ekranie luminescencyjnym.

Pochlaniacze spiekane posiadajg duzg po-
wierzchnie aktywna przy malej objetoSci oraz
majq te wlasciwo$é, Ze na swej powierzchni
wiaza czasteczki gazéw szczatkowych najpierw
fizycznie, a potem w swym wnetrzu, przy po-
mocy powolnego procesu chemicznego. Ponie-
waz pochlaniacz na powietrzu pokrywa si¢ ga-

*) Wlakciciel patentu ofwiadczyl, ze wspél-
twércami wynalazku s3 Hans-Immo Friel, Fritz
Schlthlein i Giinter Zerbst.

(Niemiecka Republika Demokratyczna).

zem, wigc musi byé oswobodzony z czgsteczek
gazu zwigzanych na jego powierzchni przy po-
pomcy pompy wysokoprézniowej, przy czym
proces ten ma miejsce w lampie elektronowej,
w ktéra pochlaniacz jest wbudowany, przed lub
po zatopieniu. To uwalnianie pochlaniacza od
zwigzanych z jego powierzchnia czasteczek gazu
zachodzi podezas tak zwanego procesu aktywo-
wania. Polega on na tym, Ze pochlaniacz jest
prazony przez okreflony przeciag czasu w okre-
§lonej temperaturze, na przyklad 800°C, dzieki
czemu gazy zostang uwolnione. Gazy te moga
dzialaé na fotokatode i uczynié ja nieuzyteczna.
Aktywowanie pochlaniacza przed wytworze-
niem fotokatody jest niekorzystne, gdyz do

- chwili zatopienia pochlaniacz nabralby tyle ga-

zu, ze jego skuteczno$é zostalaby zmniejszona.
Poza tym istotng rzeczg jest to, ze pochlaniacz
absorbuje njezwykle chciwie pary metali alka-



licznych, na przyklad cezu stosewanych przy
wytwarzaniu fotokatody. Czyni to pochlaniacz
nieuzytecznym lub przy dodatkowym aktywo-
waniu zmusza go do oddania pochlonietych par
metali alkalicznych, przez co warstwa futokato—
dy ulega zniszczeniu.

Niedogodnoﬁci te mozna wedlug wynalazku
uniknaé w ten sposéb, ze tworzywo spiekane
umieszczone na noéniku metalicznym wprowa-
dza sie do ampulki szklanej, w ktorej przepro-
wadza sie aktywowanie przez przeprazenie pra-
dami wysokiej czestotliwofci i zastosowanie

-pompy wysokopréiniowej, przy czym ampuike
zawierajaca pochlaniacz umieszcza sie w lampie
elektronowej w uchwycie, w ktérymd amputka
ta podlega pewnemu naprezeniu zginajacemu,
a po zatopieniu lampy elektronowej rozsadza sie
te ampulke wzdiuz rysy przy pomocy drutu za-
rzonego ogrzewanego z zewnatrz, dzieki czemu

stworzone zostajg warunki do absorpcji przez:

pochlaniacz resztkowych gazéw zawartych
w lampie elektronowej.

Do tej pory znano sposéb, w ktérym wytraca-
no pochlaniacz w ampulce w atmosferze z ga-
z6w obojetnych, po czym ampulke oprézniano
z gazéw, umieszczano w lampie elektronowej,
a po jej zatopieniu ampulke te otwierano.
Otwieranie ampuiki dokonywano przy pomocy
wtopionego w nig drutu, przebiggajacego wzdluz
osl podiuznej ampulki i ogrzewanego przy po-
mocy przeplywu pradu lub pod wplywem dzia-
lania pola wysokiej czestotliwoéci. Sposéb ten
nie nadaje si¢ do tworzyw spiekanych, ktére
w celu aktywowania ogrzewane s do jasno
czerwonego zaru przy pomocy pola wysokiej
czestotliwodci. Przy tym procesie nagrzewalby
sie réwniez wtopiony wzdluz osi ampulki drut
rozsadzajgcy, ktéry spowodowalby pekniecie
ampuiki juz w tym- czasie.

Wady tej unika sie przy sposobie wedlug wy-
nalazku, ktéry to spos6b umozliwia zastosowa-
nie tworzyw spiekanych do oprézniania z gazéw
szczatkowych lamp elektronowych z fotokatods.
Przy rozsadzaniu ampulki wzdluz nacietej rysy
nie powstaja odpryski szkla, ktére zakl6cajg
prace lampy elektronowej. Czesci ampulki szkla-
nej utrzymywane sg przez odpowiednie elemen-
ty, na przyklad przez zespawanie pasma lub pe-
tle wykonane z blachy, przy czym umocowanie
to jest tak silne, Ze nie moga one wypasé z tych
elementéw. : '

Szczegélﬁie korzystnym okazalo sie matowie-
nie powierzchni ampulek, na przyklad przez

piaskowanie. Jako material do produkcji ampu-
lek nadajg sie wszelkie szkla migkkie lub tez
niektére szkla twarde, na przyklad szklo do
produkcji aparatury laboratoryjnej ,,G 20”. Ko-
nieczne jest przy tym, zeby drut zarzony przy-
legal do rysy nacietej w ampulce jedynie na

-krétkim jej odeinku.

Azeby zapobiec wypadaniu pochlaniacza z roz-
polowionej szklanej ampulki, nalezy noénikowi
pochlaniacza nadaé diugo$é wiekszy niz polowa
dlugo$ci ampulki. Zasada wynalazku da sie
rowniez zastosowaé przy wytwarzaniu fotoka-
tod, jezeli zamiast pochlaniacza umie$cimy
w szklanej ampulce metale alkaliczne, na przy-
kiad cez, konieczne do wytworzenia fotokatody,
a amputke otworzymy przed wytworzeniem fo-
tokatody.

Na rysunku uwidoczniony jest przyklad urza-
dzenia wedlug wynalazku, przy czym fig. 1
przedstawia szklang ampulke z zatopionym po-
chlaniaczem, fig. 2 — urzadzenie powodujgce
peknigcie ampulki, fig 3 — przekr6j przez to
urzadzenie na wysokoSci drutu zarzonego,
a fig. 4 — rozpolowiong amputke.

Na fig. 1 cyfra 1 jest qznaczona szklana am-
pulka, natryskana strumieniem piasku przy kon-
cach i nacieta wzdluz rysy 2. Cyfrq 3 jest ozna-
czony nosnik, napelniony spiekanym tworzy-
wem pochlaniacza.

Fig. 2 uwidacznia umocowanie szklanej am-
putki 1 na plaskiej sprezynie 4, przy pomocy
zespawanych uchwytéw 8 i 8. Cyfrg 5 jest ozna-
czony palagk przytrzymujacy drut zarzony
7 z trudnotopliwego materialu, na przyklad
z wolframu, ktéry jest przeprowadzony z jed-
nej strony ampulki przez szklany perelke 6, stu-
zaca jako izolator. Na fig. 3 jest uwidoczniony
dokladniej uklad drutu Zarzonego 7. Na brzegu
7a jest on powigzany z palgkiem przytrzymuja-
cym 5, a jego drugi koniec przeprowadzony jest
przez szklang perle 6, suzacy jako izolator. Zr6-
dlo pradu umieszczone na zewnatrz lampy jest
na rysunku nie uwidocznione, jest polgczone
z wolnym koficem drutu zarzonego 7 i ze spre-
2yna 4. Za pomoca krétkiego impulsu pradowe-
go, trwajacego kilka sekund, drut zostaje rozia-
rzony. Powstaja przy tym mnapiecia w szkle,
ktére powoduja pekniecie amputki wzdluz na-
cietej rysy 2, przy czym powstale czescl zostajq
odsuniete od siebie przez plasky sprezyne 4. Fig.
4 uwidacznia ampuitke po peknieciu. Na fig. 4 nie
zaznaczono czg¢éci uchwytu palaka, kiéra zawie-
ra perle izolujaca 6 oraz drut zarzony 7.’
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Zastrzezenia patentowe

1. Spos6b pochlaniania gazéw szczatkowych
w elektronowych lampach z fotokatoda przy
zastosowaniu pochlaniaczy z tworzyw spie-
kanych, znamienny tym, 2e pochlaniacz
z tworzyw spiekanych umieszczony na me-
talicznym noéniku sprowadza sie do amputki
szklanej i aktywuje go przez wyzarzanie za
pomocyg pradu wysokiej czestotliwofci, przy
zastosowaniu pompy wysokoprézniowej, przy
czym ampuike szklang zawierajaca pochia-
niacz umieszcza si¢ w lampie elektronowej
w uchwycie, w ktéorym ampuika ta podlega
naprezeniu zginajacemu, a po zatopieniu lam-
py elektronowej rozsadza si@ te ampuike
wzdluz rysy przy pomocy drutu zarzonegd
ogrzewanego z zewnatrz.

. Urzadzenie do przeprowadzania sposobu we-
dlug zastrz. 1, znamienne tym, ze wyposazo-
ne jest w plaska sprezyne wytwarzajaca na-
prezenie zginajace i utrzymujacq obie czesci

Fig1

szklanej amputki, podzielone nacietq rysg
w sposéb uniemozliwiajacy odlgczeniy ich.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 2, znamienne tym,

%e szklana ampulka jest umocowana na pla-
skiej sprezynie w spawanych uchwytach.

. Urzadzenie wedlug zastrz. 3, znamienne tym,

ze szklana ampultka w tych miejscach, gdzie
umocowane sa uchwyty ma chropowatg po-
wierzchnie, ktérg uzyskuje sie, na przykiad
przez natryskiwanie silnym strumieniem
piasku.

. Urzadzenie do przeprowadzania spélobu we-

diug zastrz. 1, znamienne tym, e drut Zarzo-
ny przylega do nacietej rysy tylko na krét-
kim odcinku.

. Urzadzenie do przeprowadzania sposobu we-

dlug zastrz. 1, znamienne tym, Ze noénik po-
chlaniacza gazéw posiada dlugosé¢ wieksza niz
polowa diugosci ampuilki.

VEB .Carl Zeiss Jena
Zastepca: dr Andrzej Au
rzecznik patentowy
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